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摘要(译)

本技术一般涉及使细胞暴露于流体剪切力的装置和相关的系统和方法。
特别地，若干实施例涉及将细胞暴露于流体剪切力以便测量内部细胞力
的变化的装置。在一些实施例中，流体装置包括流动单元，该流动单元
构造成引导流体流过装置。该装置还包括流体通道，该流体通道构造成
接收分散在柔性结构阵列上的生物样品。流动单元可以配置成在流体通
道中引起扰动和/或层流。该装置还可包括光学或磁性检测装置，其配置
成测量阵列中一个或多个柔性结构的偏转程度。
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